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GC Initial ™ LiSi Press
Ceramica presabila revolutionara

Imaginati-va o ceramica presabila ce intrece toate produsele existente.
Imaginati-va o ceramica presabild mai rezistentd, mai durabila, cu o estetica
mai bung, care va ajutd sd economisiti timp semnificativ n laborator.

Prima ceramica pe baza de litiu
disilicat cu tehnologia HDM

GC Initial LiSi Press este primul ingot ceramic pe baza
de litiu disilicat cu High Density Micronization (HDM),
o tehnologie unica a GC, ce oferd proprietati fizice .
fard egal si o estetica cu aspect natural, plind de EsTEICR SOPLRION
viatd, comparativ cu oricare alta ceramica presata A ‘ A
disponibila astazi pe piata. HDM utilizeaza micro-

cristale de litiu disilicat, dispersate omogen,
pentru a umple in totalitate matricea de sticla, in
locul utilizarii cristalelor traditionale cu dimensiune
mai mare, ce nu utilizeaza

Micronizare cu densitate ridicata
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la maxim structura matricei. Rezultatul il reprezinta @ .
o combinatie perfecta intre rezistenta si estetica, facand ca GC Initial LiSi & 5
Press sé fie perfect adecvat pentru toate tipurile de restaurari, indiferent § %
de gradul de transparenta. Extrem de important este faptul ca tehnologia g Q
HDM asiguré stabilitatea produsului, fara distorsiuni sau scideri ale valorii, £ OPTIMIZARE 8
chiar si dupa arderi multiple. ®
%,
GC Initial LiSi Press prezinta o densitate foarte ridicata datorita: -%‘0@9 \}9\\,@0
&), N

e componentelor optimizate
¢ tehnologiei inovatoare de productie, patentata (tehnologia HDM)

HDM - Micronizare cu densitate ridicata



/

In sfarsit!

O ceramica pe baza de litiu disilicat cu
estetica si rezistenta pe care o doresc
tehnicienii dentari, fara luminozitate

scazuta.

Initial LiSi Press



Presati pentru un zambet
frumos

GC Initial LiSi Press este optimizat pentru a fi utilizat impreuna cu restul
familiei GC Initial, ce include ceramica pentru stratificare, deja consacratg,
GC Initial LiSi si GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - ceramica noastra universala
3D, pentru caracterizare, imbunatatind si mai mult estetica pentru cea mai
larga gama de indicatii posibile. Si, de asemenea, puteti utiliza GC Initial
LiSi Press impreuna cu cimentul nostru rasinic adeziv, cu cimentare dualg,
G-CEM LinkForce, pentru a obtine o adeziune extraordinar de puternica

si durabila.

Veti iubi GC Initial LiSi
Press pentru:

¢ Rezistentd la flexie neintrecuta ¢ Solubilitate mai scdzutd comparativ cu

* Esteticd de neegalat alte marci de top - luciu permanent
- Culori mai bogate, mai calde, mai e Prietenos cu antagonistii si rezistent
luminoase cu fluorescentd excelents  la abraziune
- Material predictibil si stabilitate * Aproape fara strat de reactie la
a culorii dupa arderi multiple dezambalare - presari mai curate
- Indepartare usoaré a stratului prin
fmpreuna cu ceramica pentru sablare cu perle de sticla - fara
stratificare GC Initial LiSi si acid fluorhidric
GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE ¢ Curba de invatare unitara

- Optimizat pentru a fi utilizat

¢ Economie reala de timp
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Proprietati fizice fara egal

Rezistenta ridicata la flexiune Solubilitate mai scazuta
Rezistenta biaxiala la flexiune a ceramicii presate Nivelul de solubilitate pentru fiecare mostra in acid acetic 4 vol.%
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Prietenos cu antagonistii Rezistenta la abraziune
Adéncimea abraziunii antagonistilor HAp dupa 400,000 culisari Adancimea abraziunii materialului dupa 400,000 culisari
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Contra Contra ceramicii presate Initial LiSi Press Ceramica presata
Initial LiSi Press conventionale pe baza Rezultatele testelor interne GCC R&D conform conventionala pe baza

de litiu disilcat 1S06872:2015 (date disponibile la cerere) de litiu disilicat



Initial LiSi Press

Estetica de neegalat

Selectia nuantelor Disponibil in 4 translucente

e Succesiune simplificatd de nuante
¢ Reducerea inventarului si a costurilor
e Adaptabila pentru lucrari cu estetica ridicata

Translucenta ridicata (HT) - inlocuitor de smalt
Cea mai buna transparentd, similara cu smaltul dintelui natural,
nu prezinta aspect intunecat (luminozitate scazuta) in cavitatea orala.

Nivel de
translucents Bleach A1l ‘ A2 A3 ‘A3.5 Ad B1 B2 ‘ B3 ‘ B4 c1 c2 ‘ c3 ca ‘ D2 D3 ‘ D4
HT-EXW HT-BLE+ HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60
HT- HT- HT- | HT- HT-
HT EXW BLE+ BLE HT-E58 HT-E59 £60 £57 HT-E59 E60 HT-E59 HT-E60 HT-E59
- MT | oy [MT| M| MT- | MT | MT | MT- | MT | MT- | MT | MT | MT- | MT | MT- | MT- | MT | MT- | T
B0OO BO A1l A2 A3 A3.5 Ad B1 B2 B3 B4 C1 c2 C3 C4 D2 D3 D4 = H H
Translucenta medie (MT) - Press & stain
T LT- B0+ LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- LT- . L . .
BOO BO | A1 A2 A3 | A35 | Ad B1 B2 B3 B4 C1 Cc2 C3 c4 D2 D3 D4 SUCCGSIUHG de nuan’;e Vlta Press & stam,
T-IQ LT-A LT-B LT-C LT-D . . . SRR,
cu tonuri calde din familia de ceramici Initial.
MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

MT-B00 MT-BO+ MT-BO MT-A1  MT-A2 MT-A3 MTA3,5 MT-A4 MT-B1 MTB2 MTB3 MTB4 MTC1 MTC2 MT-C3 MTC4 MT-D2 MT-D3 MT-D4

Translucenta scazuta (LT) - Caracterizare sau stratificare
Ingot-uri cu translucenta scazutd, conform succesiunii V-shades.
Ideal pentru caracterizare sau stratificare cut-back cu GC Initial LiSi.

LT.800 LT-BO+  LT-BO LTA1  LTA2 LTA3 LTA35 LT-A4 LT-B1 LTB2 LTB3 LTB4 LT.C1 LNC2 LMC3 LNC4 LTD2 LTD3  LT-D4

Translucenta scazuta (LT-1Q) - Concept One body A, B, C, D sau stratificare
Compacta conform conceptului One Body.

Opacitate medie (MO) - Stratificare
Datorita fluorescentei ridicate, pot fi reproduse culori cu aspect natural
atunci cand se stratificd ceramica Initial LiSi.




Procesare & indicatii
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Prin amabilitatea MDT. Quini G., Spania
Tehnici de procesare Indicatii
Tehnica Tehnica Tehnica Fatete Inla Onla Coroane Punti de
de pictare Cut-Back de stratificare ’ y y 3 elemente
HT . ] . .
MT . . . . . . .
LT ° ° . °
LT-IQ . . o )
MO . . .

Prin amabilitatea MDT. D. lbraimi, Elvetia



Dinamica naturala a luminii

GC Initial LiSi Press Ceramica presata conventionala
pe baza de litiu disilicat

HT-Bleach 1

HT-Bleach 2

HT-Bleach 3

HT-Bleach 4

Fluorescenta porneste din structura interna

Fluorescenta porneste din structura interna MO-0 stratificat cu GC Initial LiSi

CLF + FD-91

Prin amabilitatea MDT. S. Maffei, Italia

Opalescenta naturala

Lumina reflectata

Imagini prin amabilitatea MDT. S. Roozen, Austria

Lumina transmisa

FD-93 + IN-44

Initial LiSi Press

D-A2 + EOP + E-58 + TO

Nuante de culori vibrante & luminoase

GC Initial LiSi Press

MT-A2

Ceramica presata conventionald pe baza
de litiu disilicat MT-A2



Abordare sistemica cu estetica de neegalat

Optimizat pentru utilizare impreuna cu ceramica pentru
stratificare GC Initial LiSi si GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE,
oferind extra vitalitate coroanelor dumneavoastra presate!

Prin amabilitatea MDT. M. Briisch, Germania




Initial LiSi Press

Stabilitate dupa arderi Lustruire superioara
multiple

Initial LiSi Press Initial LiSi Press Comparatia luciului
Inainte de ardere Dupa ardere dupa lustruire cu
<  pasta diamantata s
~ [0)
5 (g
0.15mm ] g
N\ = ©
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0.50mm %
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g APF 30 min Lustruire nr. 1 Lustruire nr. 2
Metoda:
X -00mm 200um 200um Lustruirea suprafetei fiecarui produs dupa demineralizare M initial LiSi Press

cu APF utilizdnd Robinson® Bristle Brush* cu Zircon Brite* - « . < <
n aceleasi conditi (8,000rpm). [ Ceramica presata conventionala pe baza

Simuland marginile, specimenul cu muchii a fost ars in mod repetat. Nici o deformare sau fisurare dupa arderi multiple. de litiu disilicat

Ceramica presata conventionala pe baza de litiu
Initial LiSi Press Ceramica presata conventionald pe baza de litiu disilicat Initial LiSi Press disilicat
Suprafata lustruita (lustruire nr. 2) Suprafata lustruita (lustruire nr. 2)

Rezultate dupé a 5-a ardere (770°C 1 min, mentinere). Test realizat de Masayuki Hoshi, RDT.




Ambalati & Presati GC LiSi PressVest

Ambalare mai simpla! — =
* Fluiditate ridicata \ - q

* Timp de lucru extins GC LiSi I'DregSVest
e Timp de priza stabil ' B pressren

(R REVETEM LIANT PHOSPHATE. A ENFOURNEMENT RAF

. . ﬂ . | A o CERAMIC SSEES
(I0) RIVESTIMI RAPIDO A LEGANTE FOSFA per P

* Interval de timp mai flexibil pana PR T L el

(M) FOSFAATGEBONDEN SNELLE INBEDMASSA VOC

08 FOSFATBUNDET HURTIG INDSTOBNINGSGIPS Ti

la introducerea in cu ptor 3D o o e oot M

PRESSKERAMER
H B (FT) RE VESTIMENTORAPIDO A BASE SFATO PARA CERAMICAS
* Economie de timp - perfect pentru B . it Bhinns
fluxul de lucru al laboratorului B oo
o . o g‘u: wnssssmwxunm smtsnc'unuun;vswm
e Suprafata de ambalare extinsa
e Adaptare interna mai buna
e Indepartare simpla a stratului de reactie

-far3 acid fluorhidric

Prin amabilitatea MDT. M. Briisch, Germania

Pur si simplu mai usor
de utilizat!

GC LiSi PressVest
SR LIQUID 100mL
SURFACE REFINING LIQUID
QrY: 100mL.

d Strat de reactie format

din masa de ambalat
 inserat Exista doar un strat de reactie minim cu GC LiSi PressVest, usor de indepartat

cu ajutorul perlelor de sticla. Nu este necesara utilizarea riscanta a acidului
fluorhidric sau a sablarii cu oxid de aluminiu. Un element cheie pentru inhibarea
stratului de reactie 1l reprezinta lichidul GC LiSi PressVest SR (Surface Refining-
netezirea suprafetei), ce se pulverizeaza usor pe machets, inainte de ambalare.

Initial LiSi Press Sistem de ceramicd presata
conventionald pe baza de litiu disilicat



Initial LiSi Press

Secretul lui GC LiSi PressVest

O generare mai redusa si o indepartare ma

Initial LiSi Press

Mas3 de ambalat

gerfératé' ; ’

Presare curata, omogena

Datorita utilizarii in pulberea masei de ambalat
a unui agent de eliberare unic si datorita
lichidului GC LiSi PressVest SR, se creaza

o bresa sau o “linie perforatd”, ce da nastere
unui strat de reactie usor de indepartat.

Ceramica presata conventionala pe baza de litiu disilicat

Strat de reactie:
Strat hibrid compus din
masa de ambalat
si material presat

i simpla a stratului de reactie
Material presat Material presat

) de sticla

1
1
! i I
Creaza o ‘linie, | Doar sablare cu perle
|
L

T T I
NL D4.5 x100 Tmm NL D4.7 x100 Tmm

LiSi PressVest SR Liquid
este pulverizat pe intaglio-ul
(interiorul) coroanei, unde
de obicei existd un strat de
reactie mai puternic.




Fluiditate ridicata & timp de lucru extins

GC LiSi PressVest Ceramica presata conventionald pe baza de litiu disilicat

1 min. dupa mixare 5 min. dupa mixare 1 min. dupa mixare 3 min. dupa mixare

Timp pana la introducerea chiuvetei in cuptorul de ardere

20 min. pana la 180 min. 30 min. pana la 45 min.
Chiuveta poate fi introdusa in cuptor pana la 160 minute. Doar 15 minute sunt permise pana la introducerea in cuptor.




/ Initial LiSi Press
Timp economisit

Initial LiSi Press

Presare Dezambalare Sablare cu . Finisare
perle de sticla

Timp economisit: intre 15-20 minute.
Fara acid fluorhidric.

Ceramica presata conventionala pe baza de litiu disilicat

Presare Dezambalare Sablare cu Acid Sablare cu oxid [EITA
perle de sticld fluorhidric de aluminiu
(il
SRUIGUD Tobrm. /
GC Investment Powder
. J

GC LiSi PressVest

£y o !
4 GCLiSi pressvest
§ e

”,
CCY"
GCEUROPE N
LEUVEN, BELGIUM %




Integritate marginala neintrecuta

Initial LiSi Press Ceramica presata conventionald pe baza de litiu disilicat  Integritate marginalad ideala cu Initial LiSi Press

2 [60pmd 2 [60pm]
1 [2000pm] 1 [2000pm]

Cel mai slab
punct ce poate
duce la ciobire

Prin amabilitatea CDT. A. Hodges, USA

Rezistenta adeziunii la restaurare
fnainte si dupa termociclare

100

M 24 ore

80 TC 5000

60

40

20

Rezistenta adeziunii la forfecare (MPa)

Initial LiSi Press / G-CEM ONE

Prin amabilitatea MDT. S. Maffei, Italia Sursa: Date GC R&D, Japonia, 2021
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Cazuri clinice cu Initial LiSi, Familia de ceramici

Caz realizat de MDT. M. Bladen, UK

—aa 5 W

Caz realizat de MDT. B. Marais, USA Caz realizat de MDT. P. Brito, Portugalia Caz realizat de MDT. Mirko Picone, Belgia



GC Initial LiSi Press ambalare

10003665 GC Initial LiSi Press, HT-EXW, 3 gx5
10006955 GC Initial LiSi Press, HT-BLE+, 3gx 5

10003666 GC Initial LiSi Press, HT-BLE,
10003667 GC Initial LiSi Press, HT-E57,
10003668 GC Initial LiSi Press, HT-E58,
10003669 GC Initial LiSi Press, HT-E59,
10003670 GC Initial LiSi Press, HT-E60,

3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5

10003671 GC Initial LiSi Press, MT-BOO,
10006956 GC Initial LiSi Press, MT-BO+,
10003672 GC Initial LiSi Press, MT-BO,
10003673 GC Initial LiSi Press, MT-A1,
10003674 GC Initial LiSi Press, MT-A2,
10003675 GC Initial LiSi Press, MT-A3,
10006957 GC Initial LiSi Press, MT-A3.5,
10006958 GC Initial LiSi Press, MT-A4,
10003676 GC Initial LiSi Press, MT-B1,
10003677 GC Initial LiSi Press, MT-B2,
10006959 GC Initial LiSi Press, MT-B3,
10006960 GC Initial LiSi Press, MT-B4,
10003678 GC Initial LiSi Press, MT-C1,
10003679 GC Initial LiSi Press, MT-C2,
10006961 GC Initial LiSi Press, MT-C3,
10006962 GC Initial LiSi Press, MT-C4,
10003680 GC Initial LiSi Press, MT-D2,
10006963 GC Initial LiSi Press, MT-D3,
10006964 GC Initial LiSi Press, MT-D4,

3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5

10004833 GC Initial LiSi Press, LT-B0O,
10006352 GC Initial LiSi Press, LT-BO+,
10004853 GC Initial LiSi Press, LT-BO,
10004824 GC Initial LiSi Press, LT-A1,
10004962 GC Initial LiSi Press, LT-A2,
10004831 GC Initial LiSi Press, LT-A3,
10006353 GC Initial LiSi Press, LT-A3.5,
10006354 GC Initial LiSi Press, LT-A4,
10004854 GC Initial LiSi Press, LT-B1,
10004857 GC Initial LiSi Press, LT-B2,
10006355 GC Initial LiSi Press, LT-B3,
10006356 GC Initial LiSi Press, LT-B4,
10004815 GC Initial LiSi Press, LT-C1,
10004842 GC Initial LiSi Press, LT-C2,
10006951 GC Initial LiSi Press, LT-C3,
10006952 GC Initial LiSi Press, LT-C4,
10004860 GC Initial LiSi Press, LT-D2,
10006953 GC Initial LiSi Press, LT-D3,
10006954 GC Initial LiSi Press, LT-D4,

10003681 GC Initial LiSi Press, LT-A,
10003682 GC Initial LiSi Press, LT-B,
10003683 GC Initial LiSi Press, LT-C,
10003684 GC Initial LiSi Press, LT-D,

3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5
3gx5

3gx5
3gx5
3gx5
3gx5

Initial LiSi Press

10003685 GC Initial LiSi Press, MO-0, 3gx5
10003686 GC Initial LiSi Press, MO-1, 3gx5
10003687 GC Initial LiSi Press, MO-2, 3gx5
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iniesl LiSi Press

GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark,

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00

Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

GC EUROPE N.V.

Reprezentanta in Romania

Str. Carol Davila 21A,

etaj 2, ap.17, sector 5

RO - 050451 Bucuresti

Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/ro-RO
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